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 Ta2O5 전해 환원반응에 의한 탄탈륨 금속입자의 제조  
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미세 탄탈륨 금속입자는 통신장비 커패시터의 제조를 위해 사용된다. 본 연구에서는 기존의 산업용 
제조방법인 Hunter Process (1000 ℃ 이상의 고온에서 Na 용융염으로 K2TaF7 을 환원)를 대체하기 

위해 Ta2O5의 전해 환원을 통해 탄탈륨 금속을 직접 회수하는 전기화학적 공정을 이용하였다. 한국

원자력연구소에서 개발된 전기화학적 금속전환 공정은 비교적 낮은 온도에서 조업이 가능하며 99% 

이상의 높은 금속전환율을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 본 연구에서는 일체형 산화전극이 부착된 전
해셀을 이용하여 LiCl-Li2O 용융염계에서 Ta2O5 의 전해환원 반응특성과 제조된 탄탈륨 금속입자에 

대한 분석을 수행하였다.  생성된 탄탈륨 금속입자의 기기분석을 통해 가해준 전류의 세기에 따라 탄

탈륨 금속이 입방형의 α-상과 정방구조 (tetragonal)의 β-형상이 존재한다는 것이 밝혀졌다.    




